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पर��ा पिुस्तक/Test Booklet 

 
भारत सरकार::अंत�र� �वभाग 

GOVERNMENT OF INDIA:  DEPARTMENT OF SPACE 
इसरो उपग् केन्, ब�गलूर 

ISRO SATELLITE CENTRE, BENGALURU 

 
 
 

1. यह प्र-पत, पर��ा-पुिस्तक के रु म� ह�। सभी पर���थर् य का मूल्यांक समरुप प्रश पर होगा। 
The question paper is in the form of test booklet.  All candidates will be assessed on identical questions. 

2. OMR शीट पर �नद�श� को ध्यानपूवर्क प�ढ़एOMR शीट पर रंगने और अपने उ�र� को �चिह्नत करने के   �लए केवल
बॉल पाइन्ट कलम(काला या नीला) का उपयोग कर�।  
Read the instructions on the OMR sheet carefully.  Use only Ball Point Pen (Black or Blue) for writing/ shading/ 
bubble on OMR sheet and marking your answers. 

3. उ�र� के �लए, सभी पर��ा�थर् य� को काबर्न इम्प्रेशन  स�हOMR शीट �दया जाएगा। पर��ा क� समािप्त पर मूल
OMR शीट को �छद्रण  अलग करके �नर��क को स�प द� तथा काबर्न इम्प्रेशन को अपने पास रख ल 
A separate OMR answer sheet with carbon impression is provided to all the candidates for answering.  On 
completion of the test tear the OMR Answer sheet along the perforation mark at the top and handover the 
original OMR answer sheet to the invigilator and retain this duplicate copy with you. 

4. प्रत्येक वस्तु�नष्ठ प्रश्न के -पाठ और/या जहा ँआवश्यक हो �चत्र  के साथ बहुउ�र �वक(a), (b), (c) और (d) 
�दए गए ह�। इनम� स ेकेवल एक ह� सह� होगा। 
Each objective question is provided with a text and/or figures wherever applicable with multiple answer 
choices (a), (b), (c) and (d). Only one of them is correct.   

5. सभी वस्तु�नष्ठ प्रश्न� के  समान अंक ह�गे। सह� उ�र के �लए तीन  अंक �दए ज, उ�र न देने पर शून्य औ, गलत 
उ�र के �लए एक अंक काटा जाएगा। �कसी प्रश्न  के �लए बहुउ�र देना गलत उ�र माना जाए 
All objective type questions carry equal marks of THREE for a correct answer, ZERO for no answer and MINUS 
ONE for wrong answer.  Multiple answers for a question will be regarded as a wrong answer. 

6. प्रश्न पुिस्तका क� दा�हनी ओर ऊपर के �कना रेA या B या C या D  �चिह्नत �कया गया ह, िजस ेOMR शीट पर, �डब्बे
या बबल म� �लखना अ�नवायर् है। ऐसा न करने प, उ�र-पुिस्तका का मूल्यांकन नह�ं �कया जाए।  
Question booklets have been marked with  A or B or C or D  on the right hand top corner, which is mandatory to 
be written on the OMR sheet in the box and bubble appropriately, failing which, the answer sheet will not be 
evaluated. 

7. पुिस्तका म� उपलब्धगह को आवश्यकता के अनुसार  कच्चे काम के   �लए उपयोग �कया जा सकता है। अलग से शी
नह�ं �दया जाएगा। 
Space available in the booklet could be used for rough work, if required.  No separate sheet will be provided. 

8. उपिस्थ�त शीट पर हस्ता�र करने से पह, पर��ाथ� को उपिस्थ�त शीट पर पुिस्तका कोड �लखना होगा। पर��ाथ� क
अपने नाम के सामन ेह� हस्ता�र करने ह�गे। 
Before signing the attendance sheet, the candidate should write the Booklet Code in the attendance sheet.  
Candidates should sign against THEIR names only. 

9. पर��ा के अतं म� (1) फोटो �चपके �ल�खत पर��ा कॉल लेटर (2) मूल OMR उ�र शीट और (3)  प्र पत, �नर��क को 
वापस करना है। �कसी भी प�रिस्थ� म� उस ेपर��ाथ� बाहर न ले जाएं। 
 At the end of the test   (1) Written test Call Letters(s) with  photograph pasted on it    (2) Original OMR 
Answer Sheet  and  (3)  Question Paper shall be returned to the Invigilator and shall not be carried by the 
candidate under any circumstances.   

  

पर��ा �दनाकं  / Date of Written Test  27.11.2016 (र�ववार/ Sunday) 
�वषय / Trade  तकनी�शयन-B /Technician-B 

(इलेक्ट्रोप्ले /Electroplating) 
पर��ाव�ध  / Duration  of Written Test 09.30Hrs to 11.00Hrs (90 minutes) 
प्रश क� संख्य  /  No. of questions 60 
प्र पुिस्तक म� पषृ्ठ क� संख्य (कवर पेज स�हत) 
No. of pages  in the booklet (including cover page) 

16 

पर��ा�थर् य� के  �लए अनुदे/Instructions to the Candidates 
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1 50 Hz पॉवर आप�ूत र् से संबं�धत अव�ध ह____ । / The period corresponding to 50 Hz 

power supply is  

(a) 50 सेकेन्ड/ seconds  

(b) 20 सेकेन्ड/ seconds   

(c) 50 �मल�सेकेन्ड/ milliseconds  

(d) 20 �मल�सेकेन्ड/ milliseconds 
 

2 �चत्र  ध्यान से देख� तथा सह� समीकरण पहचा�नए 

Observe the diagram and identify the correct equation 

 
                                
  

      (a) I1 + I2 + I4 – I3 – I5 = 0 

(b) I1+ I2+  I3+ I4+ I5 = 0 

(c) I1 + I2 + I3 – I4 – I5 =0 

(d) I1 + I2 = I3 + I4 +I5 

 
3 जब दो 100 kΩ प्र�तरोध को समांतर म� जोड़ा जाता है, कुल प्र�तरो_____ होता है 

When two 100 kΩ resistors are connected in parallel, net resistance is 

(a) 100 kΩ  

(b) 50 kΩ  

(c) 200 kΩ  

(d) 10000 kΩ 
 

4 लेक्लांचे सेल म, ______ इलेक्ट्रोलाहोता है।  

In Leclanche cell, electrolyte is 

(a) िजंक / Zinc   

(b) काबर्न/ Carbon   

(c) सल्फ्यू�रक अम/ Sulphuric acid    

(d) अमो�नयम क्लोराइड/ Ammonium chloride 
 

5 वाटर ब्रेक पर��ण क______ म� उपयोग �कया जाता है।  
Water break test is used to  
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(a) ले�पत मोटाई का मापन / Measure plated thickness  

(b) को�टगं क� समानता क� जाँच /  Verify Uniformity of coating 

(c) इलेक्ट्रोलाइट सांद्रता का / Measure electrolyte Concentration  

(d) सतह क� सफाई क� जाचँ क� जाए / Verify Cleanliness of surfaces 
 

6 एक सेक� ड के �लए इलेक्ट्रोलाइट  के बीच एम�पयर क� धारा को प्रवा�हत �कया गया त

इलेक्ट्रोड पर प�रमो�चत हुए वस्तु क� म______ है। 
The amount of substance liberated at the electrode  when current of one Ampere is 
passed   though the electrolyte for one second is  

(a) इलेक्ट्रोके�मकल समाना / Electrochemical equivalent   

(b) अवगोड्रो नंब/ Avogadro number    

(c) परमाणु द्रव्यमान यू�/ Atomic mass unit   

(d) द्रव्यमान संख/ Mass number 
 

7 ट्रांसफामर्र ______ के �लए उपयोग �कया जाता है / A transformer is used to  

(a) स्टे-अप या स्टेप डाऊनAC वोल्टता/ Step-up or step-down AC voltage  

(b) स्टे-अप या स्टेप डाऊनDC वोल्टता/ Step-up or step-down DC voltage  

(c) स्टे-अप या स्टेप डाऊन आवृ��/ Step-up or step-down frequency  

(d) वोल्टता म� चरण प�रवतर्न लाएँ/ introduce phase change in voltage 
 

8 इलेक्ट्राप्ले�टंग के �वलयन  म� घन आयान होत 
In an electroplating solution anions are  

(a)  ऋणात्मक ढंग से चािजर्/ Negatively charged   

(b)  धनात्मक ढंग से चािजर / Positively charged   

(c)  तटस्थी/ Neutral   

(d)  प�रवतर्नशील ध्रुवीय को प्/ Having Varying polarity 
 

9 धात ुके तार म�, कौन सा कण �वद्यु धारा का वहन करता है? 
In a metal wire, which particle carries electric current? 

(a) प्रोटॉ/ Protons     

(b) इलेक्ट्र/ Electrons   

(c) इलेक्ट्रोला/ Electrolyte   

(d) न्यट्र/ Neutrons 
 

10 1 G Ω ____ के बराबर होता है / 1 G Ω is 
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(a) 10 3
  Ω       

(b) 106   Ω        

(c) 107 Ω      

(d) 109  Ω 
 

11 एक प्र तरंग अ�भरूप के  �लए साइन तथा कोसाइन फंक्शन के बीच फेस अं    ___ है।  
The phase difference between sine and cosine function for a given wave form is  

(a) 900   

(b) 1800   

(c) 00   

(d) 2700  

 
12 �नम्न�ल�खत म� से कौन सा माध्य�मक बैटर� नह�ं ? 

Which of the following in NOT a secondary battery ? 

(a) �सरा – अम्ल बैटर�/ Lead – acid battery   

(b) �नकल कै ड्�मयम बैटर�/ Nickel cadmium battery   

(c) मरक्यू�रक आक्सैड बैटर/ Mercuric oxide battery    

(d) �ल�थयम आयन बटैर� / Lithium ion battery 
 

13 कॉमन आयन प्रभाव क______ के �लए उपयोग �कया जाता है  

Common ion effect is used to 

(a) �वलयन के �नयतं्रण आय�नक संतुल/ Control ionic equilibrium of a solution  

(b) ले�पत �फल्म के �नयंत्रण प� रष्/ Control finish of plated film   

(c) लेपन कंुड के �नयतं् सदंषूण / Control contamination of plating bath   

(d) लेपन �वलयन के �नयतं्रण तापमा/ Control temperature of plating solution 
 

14 �नम्न�ल�खत म� से कौन सा दुबर्ल इलेक्ट्रोला? 
Which among the following is a weak electrolyte?      

(a) नै�ट्रक अम/ Nitric  acid   

(b) सल्फ्यू�रक अम/ Sulphuric acid 

(c) कॉिस्टक सोडा/ Caustic soda   

(d) बो�रक अम्ल/ Boric acid 
 

15 बटैर� क� धा�रता के मापन का य�ूनट है  

Unit to measure capacity of battery is 
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(a) एिम्पयर– घटंा / Ampere-hour   

(b) % �मता / % efficiency    

(c) वॉट्स/ Watts   

(d) वोल्ट/ Volts 
 

16 �नकल के �वद्युत ह�न लेपन म� �नम्न�ल�खत म� से कौन स्थायीकार�  के रूप म� काम क

है। 
Which of the following act as stabilizer in electroless plating of nickel  

(a) �नकल सल्फेट / Nickel Sulphate   

(b) प्रो�पयनेट अम/ Propionate acid    

(c) �थय�ूरया / Thiourea   

(d) िग्लसर�न/ Glycerine  
 

17 नाइ�ट् अम्लके �लए रासाय�नक सतू्र   

The chemical formula for Nitric acid is 

(a) HNO3    

(b) H2NO2    

(c) H2NO3   

(d) HN2O3     

 
18  ओज़ोन परत म� हो रहे छेद का कारण _____ है।  

Holes in the ozone layer are believed to have been caused due to 

(a) अतं�र� अन्वेषण/ Space exploration   

(b) CFC क्लोर-फ्लुओर-काबर्  / ChloroFluoroCarbon   

(c) मीथेन / Methane   

(d) काबर्न डाइआक्सै/ Carbon dioxide  
 

19 य�द �वलयन का pH 3 है तो वह  
If the pH of a solution is 3 it is  

(a) �नष्प्रभा/ Neutral   

(b) प्रबल अम/ Strong acid   

(c) प्रबल �ा/ Strong alkali   

(d)  दबुर्ल �ार/ Weak alkali  
 

20 जब एक बड ेसतह को इलेक्ट्रोप्लेट �कया जाता ह  
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When a large flat surface in electroplated,  
 
(a) केन्द्र म� कोर से अ�धक �न�ेप हो 
     There will be more deposition at centre than at edges  
(b) कोर म� केन्द्र से अ�धक �न�ेप हो 
     There will be more deposition at edges than at centre 
(c) परेू सतह पर पणूर् र से सम�वत�रत �न�पे होगा। 
     There will be perfectly   uniform deposition all over the surface 
(d) परेू सतह पर �न�ेपण म� यादृिच्छक प�रवतर्न हो 
     There will be random variation in deposition all over the surface 

 
21 50 ml/ल�टर अम्ल को______ द्वारा बनाया जाता है  

50 ml/litre acid is prepared by 

(a) �वआय�नत जल के 950 ml म� 50 ml अम्ल/ 50 ml acid in 950 ml of deionised water 

(b) �वआय�नत जल के 1000 ml म� 50 ml अम्ल/ 50 ml acid in 1000 ml of deionised 
water 

(c) अम्ल के 950 ml म� 50 ml �वआय�नत जल / 50 ml deionised water in 950 ml of acid 

(d) अम्ल के 1000 ml म� 50 ml �वआय�नत जल / 50 ml deionised water in 1000 ml of 
acid 

 
22 बरैल लेपन क� प्र�क्रयाओ  सह� क् को �नम्न�ल�खत म� सेचुने ______ 

Choose the correct sequence of processes in barrel plating from below 

(a) वॉटर वॉश, अम्ल �ड, �ार �डप, �डग्र, प्लेट 

      Water wash, acid dip, alkali dip, degrease, plate 
(b)  �डग्र, �डस्के , वॉटर वॉश, ए�सड �डप तथा वॉटर वॉश, प्ले 
       Degrease, descale, water wash, acid dip and water wash, plate 
(c)  ए�सड �डप तथा वॉश, �डग्र, �ार �डप, प्ले 
       Acid dip and wash, degrease, alkali dip, plate  
(d) �ार वॉश, वॉटर वॉश, �डस्के , �डग्र, प्ले 
      Alkali wash, water wash, descale, degrease, plate 

 
23 इलेक्ट्रोलाइट  के बीच चा�लत कुल धारा   के प्रभाजन के रूप म� आयन के प्र  द� �वधा द्

�कये गए धारा को ______ कहत ेह�।  
The current carried by a given type of ion expressed as a fraction of total current 
conducted though the electrolyte is called 

(a) प�रवहन सखं्या/ Transport number   

(b) धारा सघनता / Current density   

(c) इलेक्ट्रोलाइट संख/ Electrolyte number   
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(d) परमाणु सखं्या/ Atomic number 
 

24 �नम्न�ल�खत म� से कौन सा आमतौर पर इलेक्ट्रोले�पत ध नह�ं है  
Which of the following is NOT a commonly electroplated metal 

(a) अल�ुम�नयम / Aluminium  

(b) तांबा / copper  

(c) क्रो�मय/ chromium  

(d) िजंक / zinc 
 

25 कौन सा अपघषर् म� उच्चतम कठोरता ? 

Which abrasive has the highest degree of hardness? 

(a) कोरंडम / Corundum   

(b) काँच / Glass 

(c) क्वारटज/ Quartz   

(d) ह�रा / Diamond  
 

26 पषृ्ठतनाव का SI  मात्रक क्या  

The unit of surface tension in SI is 
 

(a) Nm 

(b) N-1m 

(c) Nm-1 

(d) N-1m-1 
 

27 �पिक्लंग एक प्र�क र्या है ______ द्वारा घटक को स्वच्छ करन हेतु उपयोग �कया जा

है।    
Pickling is a process used for cleaning the work by 

(a) पा�ल�शगं / Polishing 

(b) साबनु �वलयन म� डुबाने / Immersing in soap solution 

(c) अम्ल म� डुबाने/ Immersing in acid 

(d) रेत के साथ स्फोट करने/ Blasting with sand 
 

28 धारा सघनता के आधार पर �वद्यु-�न�पे के अध्ययन के �लए शीघ्र एवं सरल पर��

कौनसा है 
A quick and simple test to study the electrodeposit over a range of current densities is 

(a) पील पर��ण / Peel test 
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(b) �लट्मस पेपर पर��ण/ Litmus paper test 

(c) स्प्रे पर / Spray test 

(d) हल सले पर��ण / Hull cell test 
 

29 ब�हःस्राव उपचार प्लॉन्ट म� अप�शष्टको ______ से �मलाने पर �नष्प्रभावी �कया 

सकता है। 
In an effluent treatment plant, acid waste is neutralized by combining it with  

(a) �ार / Alkali   

(b) पानी / Water  

(c) सावयव �वलायक / Organic solvent  

(d) नमक / salt 
 

30 �नम्न�ल�खत म� से कौन साकाबर्�न क्ल��नंग �वलायक का उदाहर  है 
Which of the following is an example of an organic cleaning solvent  

(a) दबुर्लHCl / Dilute HCl  

(b) ट्रैक्लोरोए�थल/ Trichloroethylene  

(c) डी�मनरलजै्डपानी / Demineralised water  

(d) सो�डयम हाइड्राक्स/ Sodium hydroxide 
 

31 �नम्न�ल�ख म� से _______ अधर्चाल है  

Which of the following is a semiconductor 

(a) जम��नयम / Germanium   

(b) तांबा / Copper  

(c) अलमुी�नयम / Aluminium      

(d) ग्फाइट / Graphite 
 

32 �नम्न�ल�खत म� से कौन यां�त्रसफाई प्र�क है? 
Which one of the following is a mechanical cleaning process 

(a) टंिब्लंग/ Tumbling 

(b) �पिक्लंग/ Pickling 

(c) वाष् �डग्रीिजं/ Vapour degreasing 

(d) इलेक्ट्रो स्व/ Electro cleaning 
 

33 हाइड्रो, सल्फर तथा आक्सीजन का परमा क्रमश1, 32 तथा 16 है। सल्फ्यू�रक अम

का अण ुभार ______ होगा 
Atomic weight of hydrogen, sulphur and oxygen is respectively 1, 32 and 16. The 
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molecular weight of sulphuric acid is  

(a) 49   

(b) 94   

(c) 89   

(d) 98 
 

34 दशमलव प्रणाल� म8, द्�वआधार� प्रणाल� ________ के समतलु्य होता ह  
8 in decimal system is equal to ____ in binary system  

(a) 1001  

(b) 111 

(c) 1000  

(d) 1111 
 

35 एक द्�वघाती समीकरण म� अत्या�धक“n”  मलू है। तो “n” का मान क्या होग 
A quadratic equation has a maximum of n roots. Value of “n” is 

(a) 1  

(b) 2  

(c) 0  

(d) 4 
 

36 अम्ल ता इलेक्ट्रोप्ले�टंग  के बाथ कंपो�सशन ______ होना चा�हए 
Bath composition for acid copper electroplating should be 

(a) कॉपर सल्फेट + H2SO4  

Copper sulphate + H2SO4   
(b) कॉपर नाइट्रे+ H2SO4  

Copper nitrate + H2SO4   
(c) कॉपर आक्सैड+ H2SO4  

Copper oxide + H2SO4   
(d) कॉपर फास्फेट + H2SO4  

Copper phosphate + H2SO4 

 
37 ऐल�ुम�नयम को आकषर्क बनानेहेत ु______ प्ले�टंग �कया जाता है 

 ______ plating is done to improve appearance of aluminium 

(a) िजंक / Zinc   

(b) तांबा / Copper   

(c) कै ड्�मयम/ Cadmium   
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(d) �नकल / Nickel 
 

38 समानांतर म� जुड़ ेसधंा�रत C1,C2,C3 क� समतलु्य धा�रताC होगी  
Equivalent capacitance ‘C’ of a system of capacitors C1,C2,C3 connected in parallel is 

(a) C = C1/C2+C3    

(b) C = C1+C2+C3     

(c) 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3    

(d) C = C1 x C2 x C3 
 

39 x
a
 . x

b
  का गणुनफल है  

The product xa . xb  is equal to 

(a) x(a.b)    
(b) x(a+b)     
(c)  x(a-b)       
(d) x(a/b)    

 
40 नाइट्र�क ______ है  

Nitriding is a 

(a) शीतल उपचार प्र�क्/ Cold treatment process   

(b) वेधन प्र�क्/ Penetration process   

(c) ऊष्मा उपचार प्र�क/ Heat treatment process   

(d) �पिक्लंग प्र�क/ Pickling process 
 

41 गलै्वनीकर ______ का लेपन होता है  

Galvanizing is the coating of 

(a) सीसा / Lead   

(b) क्रो�मय/ Chromium   

(c) पीतल / Brass   

(d) िजंक / Zinc 
 

42 धात ुके अ�त पतल� �न�ेप को ______ कहत ेह�।  
A very thin deposit of metal is called as 

(a) एमे�टक / Emetic   

(b) फ्लैशप्लेट/ Flash Plate   

(c) एक्सैट / Exciter   
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(d) फ्लोक्युले/ Flocculate 
 

43 द्रव द्वारा प्रद�शर्त प्रवाह के प् ______ कहत ेह�। 
The resistance to flow shown by liquids is called as 

(a) आपे��क घनत्व/ Specific Gravity   

(b) �वस्कॉ�सता/ Viscosity   

(c) अनमुापन / Titration   

(d) अवस्तर/ Substrate 
 

44 तीन सेल जो प्रत्य1.5 V है को समानांतर म� जोडा गया है। प�रणाम कुल वोल्टता______ 

होगा  
Three cells of 1.5V each are connected in parallel. The resulting total voltage will be 

(a) 4.5V   

(b) 1.5V  

(c)  1.2V      

(d) 4.8V 
 

45 �नम्न�ल�खतअवयव� के नाम/�चह्नके �मलाप म� से गलत को बताइए? 
Of the following name/symbol combinations of elements, which one is wrong? 

(a) सल्फर S / Sulphur  S    

(b) नाइट्रोज N / Nitrogen  N   

(c) पोटेशीयम  K / Potassium  K   

(d) लोहा  I / Iron  I 
 

46 �वद्युत अपघट के सबंधं म� �नम्न�ल�खत �ववरण� म� से कौन सागलत है? 

Which of the following statements concerning electrolysis is WRONG? 

(a) �वद्युत अपघट के दौरान, रसाय�नक ऊजार, �वद्युत ऊजार् म� प�रव�त  होती है 
      During electrolysis, chemical energy is converted into electrical energy 
(b) �वद्युत अपघट म� एक इलेक्ट्रोलाइट का अपघटन होता  
      Electrolysis involves decomposition of an electrolyte 
(c) �वद्युत अपघट के �लए ऊजार् आपू�तर् अपे�  है 
      An energy supply is required for electrolysis 
(d) �वद्युत अपघट म� ग्रेफाइट को सामान्य �निष्क्रय इलेक के रूप म� उपयोग �कया 

जाता है  / Graphite is commonly used as the inert electrodes in electrolysis 
 

47 प्ले�टंग घोल म� साइनाइड______ रूप म� प्रयुक्त होता 

Cyanide is used in plating solution as 
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(a) सिम्मश्रण एज/ Complexing agent    

(b) बफ़र / Buffer   

(c) चमकाने वाला / Brightener   

(d) �नरोधक / Inhibiter  
 

48 इलेक्ट्रोप्ले के �लए �वद्यु आपतू� ______ के द्वारा होन चा�हए 
Electric supply for electroplating should be through a 

(a) तीन-फेस AC स्रो/ Three-phase AC source   

(b) �नम्न आवृ��AC स्रो/ Low frequency AC source   

(c) DC स्रो/ DC source   

(d) एकल-फेस AC स्रो/ Single-phase AC source 
 

49 उत्पादन उद्योग  प्रयु ‘शनू्य �वसजर’ पद का अथर् ह  
The term ‘zero discharge’ is used in manufacturing industry means 

(a)  उत्पादन के  �लए को भी दोष यकु् सामग्रउपयकु्तनह�ं क� जाती ह� 

    No defective materials are used for production     

(b)  उत्पादन के  �लए कोईखतरनाक सामग्रउपयकु्त नह� होती है 

    No hazardous materials are used for production   

(c)  कोई ब�हःस्राव हर नह�ं छोडा जाता / No effluent is let out   

(d)  कोई हरा उत्पादन उत्पन्न न �कया जाता है / No green product is produced 
 

50 एक धात ुके इलेक्ट्रोड � को उसे ______ के अधर् से से तलुना करने से प्राप्त �कया जा

है। 

The electrode potential of a metal is obtained by comparing it with the half-cell of  

(a) सोना / Gold   

(b) नाइट्रोज/ Nitrogen   

(c) हाइड्रोज/ Hydrogen   

(d) आिक्सजन/ Oxygen 
 

51 जल म� जै�वक �मश्रण के र ासाय�नक ऑक्सीकरण करन हेतु अपे��त ऑजन क� मात्रा  

स�ंपे म� कहत ेह� 
The amount of oxygen required to chemically oxidize organic compounds in water is 
abbreviated as  

(a) COD   
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(b) PPM   

(c) PVD   

(d) BOD 
 

52 �वलयन से �वद्यु धारा को प्रवा�हत कर लवण के पतले �व न से धात ुको प्राप्त करने 

प्र�क को ______ कहत ेहै। 

The method by which a metal is recovered from dilute solution of its salts by passing an 
electric current through the solution is called 

(a) इलेक्ट-�विन्नं / Electro-winning   

(b) �वद्यु-रसायन मशी�नगं / Electro-chemical machining   

(c) �वद्यु-पोरे�टक �न�ेपण / Electro-phoretic deposition   

(d) इलेक्ट्रो�ल�टक आक्सी/ Electrolytic oxidation 
 

53 �नम्न�ल�खत म� सेभ-ूजल म� सब से �वषलैा प्रषक है 
Of the following, most toxic pollutant in ground water is 

(a) िजंक / Zinc   

(b) फोस्फेट / Phosphate   

(c) आसर्�नक/ Arsenic   

(d) काबर्न मोनोआक्साइ/ Carbon monoxide 
 

54 �कसी प्ले�टंग प्र�क्र, तापमान म� वदृ्�ध से सामान्यतः प�रणा_______   
In any plating process, increase in temperature generally leads to 

(a) �न�ेपण दर पर कोई प्रभाव नह�ं होत/ Does not have any effect on deposition rate           

(b) �न�ेपण दर को कम करता है / Decreases the rate of deposition        

(c) �न�ेपण दर को बढाता है / Increases the rate of deposition    

(d) �न�ेपण दर को रोकता है  / Stops the deposition 
 

55 एक्वा र�िजआ______ है  

Aqua regia is ______ 

(a) 3 HNO3 (conc.) +1 HCl (conc.)   

(b) 3 HCl (conc.) + 1 HNO3 (conc.)   

(c) HNO3 (conc.) + H2SO4 (conc.)   

(d) HNO3 (conc.) + HCl (conc.) 
 

56 एक आयत िजसक� भजुाएं 2m और 3m है, के अदंर एक व�ृ िजसक� �त्रज 1m है, को रखा 

गया है। वह �ेत्रफ�ात कर� जो खाल� रह गया है  
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A Circle of radius 1m is placed inside a rectangle sides of 2m and 3m. Find the area left 
unoccupied?  

(a) 5 m²   

(b) 0.86 m²   

(c) 2.86 m²   

(d) 3 m² 
 

57 ______ के लेपन के �लए बीटा बैक स्केटर  तकनीक का उपयोग होता ह 
Beta backscatter method is used for ______ of coating  

(a) मोटाई का मापन / Thickness measurement   

(b) आसजंन पर��ण / Adhesion testing   

(c) स�ंारण रोक मलू्यांकन/ Corrosion resistance evaluation   

(d) कठोरता मापन / Hardness measurement 
 

58 क्रो�मयम प्ले�टंग म� एन�कस पदाथर् का होता ह  

Anode material used in chromium plating is 

(a) क्रो�मय/ Chromium    

(b) इस्पात/ Steel    

(c) सीसा / Lead   

(d) ताम्/ Copper 
 

59 �नटाल एक �वलयन है  

Nital is a solution of  

(a)   ऐल्कोहाल और सल्फ्यू�रक अ/ Alcohol and Sulphuric acid   

(b)   ऐल्कोहाल और हाईड्रोक्लो�रक / Alcohol and Hydrocholoric acid   

(c)   हाईड्रोक्लो�रक अम्ल और नाइ�ट्र/ Hydrochloric acid and Nitric acid   

(d)   ऐल्कोहाल और नाइ�ट्रक अ/ Alcohol and Nitric acid   
 

60 मानक तापमान और दाब ______ होता है 
Standard Temperature and Pressure refers to: 

(a) 273 K  and 0 Atm  

(b) 273 K  and 1 Atm  

(c) 0 K  and 101.325 kPa  

(d) 10 Atm and 373 K 
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